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DEPOSICAO EM GAIOLA CATODICA DE ACO AISI 904L EM FERRAMENTAS DE AISI 1045: EFEITO DA APLICACAO
DE NITRETACAO CONVENCIONAL POS-DEPOSICAO NA MICRODUREZA E ESPESSURA DA CAMADA.
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RESUMO

O aco AISI 1045 possui boa usinagem e média resisténcia a tensao que
pode ser aumentada através da deposicdo de elementos de ligas na sua
superficie, aprimorando sua utilizacdo em aplicacbes industriais de
elevado desgaste. Nesse estudo foi realizado o processo de Deposicao a
Plasma em Gaiola Catddica sobre amostras de ferramentas de aco AlSI
1045 (temperado a maxima dureza) com temperatura de 450°C por 4h,
seguida de Nitretacao Convencional (NC) a 500°C por 4h. O aco AISI 904L
foi usado como material constituinte da gaiola, devido possuir elementos
de ligas (principalmente Cromo, Niguel e Molibdénio) que sao formadores
de nitretos de elevada dureza. Ja a subsequente NC proporciona a difusao
do nitrogénio melhorando a adesdo e estabilidade da camada depositada.
A microdureza superficial média na amostra com deposicao quase dobrou
em relacao a nao tratada (aumentou de 446,4HV para 810,1HV), ja a
amostra com a utilizacao subsequente de NC triplicou o valor (1325,3 HV).
A espessura das camadas atingiu 7,65um para amostra com deposicao de
904L e 6,26um com o tratamento posterior de Nitretacao Convencional
como valores maximos, com uma camada mais estavel e com maior
adesdo no ultimo caso. Portanto, observamos que o uso da Nitretacdo pds
Deposicao foi eficiente para aumentar a microdureza consideravelmente
na amostra nao tratada, bem como fornecer um filme duro e estdvel
depositado na sua superficie, com a utilizacdo de um processo
relativamente rdpido, de baixa temperatura que pode ser aplicado no
meio industrial.
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